HOREWELL

Cistié povrchu elektroniky

ODSTRANUJE MASTNOTU A OTISKY RUKOU
OBNOVUJE LESK

NANO CISTIC POVRCHU ELEKTRONIKY je absolutng bezpeény bezezbytkovy odmastovad
s vysokou odmastovaci silou, s optimalnim odpafovanim (3-4min.) a unikatni schopnosti odstrarfiovat
i velmi jemnou mastnotu a otisky prstd na citlivych plastech, sklech a kovech na elektronickém
zarizeni.

Diky svému unikatnimu slozeni neposkodi citlivy povrch elektroniky. Neobsahuje parabeny, fosfaty
ani silikony. Na oSetfeném povrchu obnovuje lesk, nezanechava Smouhy. Chrani povrch pred
opétovnym usazovanim prachu.

NANO CISTIC POVRCHU ELEKTRONIKY je mozno pouzit na mobilni telefony, véechny &asti PC,
tablety, notebooky, tiskarny, €idla, snimaci zafizeni, LCD a LED displeje, foto a video prizory,
televize, fotoaparaty, kamery, digitalni vahy, kalkulacky, hodinky, atd.

Aplikace

NANO CISTIC POVRCHU ELEKTRONIKY se pouziva v nefedéné formé.

Naneste rovhomérné na celou plochu a nechte 2-5 minut pasobit. Poté setfete rozpusténé nedistoty
mikrovlaknem do sucha. V pfipadé potfeby postup opakuijte.

Vzhledem k Siroké Skale povrchu doporu€ujeme pred vlastni aplikaci provést TEST na slucitelnost
povrchoveé upravy.

Spotieba je 30-40m? z 1L produktu dle struktury povrchu.

Baleni: 1L, 5L, 20L, 6x20L
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